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Urzadzenie do odparowywania substancji ptynnej

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do odparowywania substancji ptynnej lub sprowadzonej do stanu
ptynnego zwtaszcza siarki w procesie produkcji kwasu siarkowego.

Dotychczas znane urzgdzenia do odparowywania badZ réwnoczesnego spalama substancji posiadaja uktad
dysz lub palnikéw ktérymi podawana jest do odpowiedniej komory z reguty juz oczyszczona, na przyktad przez
filtrancje, substancja ptynna, gdzie wskutek duZego rozwinigcia powierzchni strugi nastgpuje jej odparowanie
i spalanie, przyktadowo siarki cieklej jak to wynika z polskiego opisu patentowego nr 85561 oraz nr 72598.
Znane jest takZe urzadzenie do bezprzeponowego odparowywania substancji ptynnej opisane w artykule pod
tytutem ,,Koncepcja nowych bezprzeponowych typéw wyparek powierzchniowych” zamieszczonym w czaso-
pismie ,,Chemik”™ nr 2 str. 45 i 46 z 1977 roku, wyposazone w uktad rur zanurzonych w przeptywajacej cieklej
substancji odparowywanej, zakoriczonych odpowiednimi dyszami ktéryri doprowadza sie goracy gaz odparowu-
jacy a znajdujacymi si¢ nad powierzchnia tej substancji.

Zasadniczymi wadami przedstawianych rozwigzan konstrukcyjnych urzadzeri jest koniecznos¢ doktadnego
oczyszczania spalanej substancji w przypadku dyszowego. jej wprowadzania do komory spalania co ma swoje
uzasadnienie technologiczne i aparaturowe oraz w przypadku odparowywaczy bezprzeponowych brak odpowied-
niego kontaktu gorgcych gazdw z powierzchnig substancji ptynnej i mata w zwigzku z tym turbulencja pomigdzy
tymi mediami co wptywa na wydajnos¢ procesu‘odparowywania.

Celem wynalazku jest usunigcie powyzszych wad gtéwnie poprzez wydtuzenie drogi kontaktu substancji
ptynnej zgoracymi gazami lub powieirzem umozliwiajgcym spalanie substancji w urzadzeniu i szczegSlnie
w przypadku siarki bezposrednie wykorzystanie powstajacego efektu cieplnego do jej odparowywania oraz wpro-
wadzenie ciaglego przeptywu siarki ptynnej przez urzadzenie i odpowiedni osadnik sedymentacyjny usytuowany
poza urzgdzeniem w ktérym nastgpuje grawitacyjne usuwanie zanieczyszczeri mechanicznych z substancji.

Cel ten osiagnigto w ten sposéb, ze dno komory skonstruowanej w ksztatcie potowy walca wyposazonego
‘w poprzeczne przegrody wymuszajace serpentynowy przeptyw odparowywanej substancji prostopadle do osi
podtuznej dna komory przy czym pomigdzy przegrodami umieszczono w kierunku przeciwpradowym w stosun-
ku do strugi substancji ptynnej dysze gazowe posiadajace ptaski wylot a ukierunkowane pod katem O —30
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w stosunku do powierzchni strugi substancji ptynnej, ktdrymi wyprowadza si¢ gorace gazy lub powietrze poprzez
komore gazowa usytuowang bezposrednio pod dnem komory odparowania. Gorace gazy z odprowadzanymi
parami substancji ptynnej uchodzgq z urzadzenia kréécem umieszczonym w ptaszczyZnie wlotu substancii
p}ynnej ktora odprowadzana jest z urzadzenia poprzez odpowiedni zbiornik gdzw nastepuje graw1tacyjne usuwa- -
nie zanieczyszczen. ..

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykjadowym wykonaniu na rysunku na ktorym flg 1 przed o
stawia podtuzny przekréj urzadzenia natomiast fig. 2 jego przekrdj poprzeczny. .

Urzadzenie sktada si¢ z komory odparowama 1 o ksztatcie potowy walca pod dnem ktorej znajduje sig
komora gazowa 2 potgczona przewodami z dyszarm gazowyml 3 0 odpowiednim piasklm wylocie usytuowanymi
w komorze odparowania 1 pod katem. 0- 30° w stosunku do pow1erzchm odparowywanej substancji ptynnej 1
tak zlokalizowanymi Ze wprowadzane tymi dyszaml 3-gazy lub powietrze maja przeciwpragdowy w stosunku do
substancji ptynnej kierunek przptywu. Dld uzyskama serpentynowego przep{ywu substancii . przez urzadzenie
atym samym wydtuZenie czasu jej. przcbywama W urzadzemu zainstalowa 10w dnie komory 1 odpow1edn1 ,
system przegréd 4 usytuowanych prostOpadle do os: pqd}uznej komory 1: Uriadzenie zaopatrzone jest.w odpo- .
wiednie krééce 5 — wlotu i 6 — odptywu nadmlaru substancp plynne;j. oraz kidice 7 ~ wprowadzema gorqcych
gazéw do komory gazowej 2 i odprowadzenia mieszaniny par i gazow 8 z komory L. '

Zasada pracy urzadzenia polega na tym, Ze substanCJa odparowywana na przyklad Smrka doprowadzana
jest do komory odparowywania 1 kréécem 5 i dnem tej komory ptzeptywajac: serpentynowo do krééca wyloto- .
wego 6 pomigdzy systemem przegréd 4 ulega. odparOWywamu dzigki kontaktowi'z goracyini gazaml lub. ‘powie-
trzem wprowadzanymi kré¢cem 7 poprzez komorg gazows 2 i uklad dysz 3 o odpowledmch p}asklch wylotach

ustawionych pod katem 0 — 30° do pow1erzchn1 substancji odparowywane] ‘Mieszahina gazow i par substancp "

odprowadzana jest z urzadzenia kréécem 8 do dalszych urzgdzen technologlcznych na przyktad. komory spala-
nia — pieca jak to ma zastosowanie w przypadku siarki. Nadmiar odparowywanej. substancji odprowadzany jest
z urzadzenia kréécem 6 do odpow1edmego zblormka gdzie nastgpu;e sedymentacla nagromadzonych zanieczysz-
czeni mechanicznych.

* W przypadku stosowania w procesie powietrzalub mnych gazow utlema]qcych mozna w urzqdzemu prowa- v
dzié spalanie substancji ptynnej 1bezposredn1e wykorzystanie powstajgcego efektu cleplnego do intensyfikacji
odparowywania. Dobrany ksztalt komory odpatowywania 1 pozwala na uzyskame duzej. turbulencji gazéw »

i kontakt z substancja ptynng pozwalajacy na uzyskame duzego stopnia nasycerua gazow parami substancji odpa- -
" rowywanej. W przedstawionym rozwiazaniu urzadzenia do odparowywama substancp charakterystyczna Jest mo
2liwos¢ bezprzeponowej i przeponowej wymiany ci€pta pomigdzy gazami a odparowywang substancjg. -

Urzadzenie wedtug wynalazku moze znaleZ¢ zastosowanie wsze¢dzie tam gdzie zachodzi potrzeba odparo— -
‘wywania substancji ptynnej i to zaréwno po%aczonego z procesem spalania lub bez niego. -

Zastrzeiéhie pat'eﬂt-oWe ‘
Urzadzenie do odparowywania substancp p}ynne] zwiaszcza s1ark1 plynne] z namienne. t y m, e
posiada komorg (1) o ksztatcie potowy walca, ktérej dno wyposazone jest w poprzeczne przegrody (4) zmuszajg-*

ce odparowywang substancj¢ plynna, do serpentynowego przeptywu prostopadle do podtuznej osi dna’ komory, - o ‘
wlot (5) na koricu komory do doprowadzama substancji plyrinej, wylot przelewowy (6) na poczatku komory a,

przy czym pomiedzy przegrodami (4) umieszczone sg w kierunku przemwprqdowym ‘w stosunku do strugi sub-

ktérymi wprowadza sig gorace gazy lub powietrze poprzez’ kréciec (7) 1komor¢ gazowq (2) usytuowang pod

stz}Ec_u dysze (3) posiadajgce ptaski wylot 1nachylone pod kqtem 0-30° do powwrzchni substancp piynnej,'. L 3

dnem komory odparowywania (1), kréciec (8) do odprowadzema par substancji i gazéw spahnowych usytuowany
nad kré¢cem wlotowym (5) substancji ptynnej i wylot przelewowy (6) do odprqwadzenla substanc_u plynnej..
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